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Przedmiotem wynalazku jest nowa fotopolimery-
zZujgca masa do kopiowania, ktéra wystepuje w po-
staci cieklej lub jako stala warstwa na noéniku
i zawiera jako zasadnicze skladniki co najmniej je-
den $rodek wigzacy, co najmniej jeden zwigzek
zdolny do polimeryzacji i co najmniej jeden foto-
inicjator.

Znanymi fotoinicjatorami dla fotopolimeryzacji
zwigzk6w nienasyconych sa np. hydrazony, piecio-
czlonowe zawierajace azot zwigzki heterocykliczne,
zwigzki merkaptanowe, sole piryliowe lub tiopiry-
liowe, wielopier$cieniowe chinony, synergiczne mie-
szaniny réznych ketonéw ze sobg i uklady barw-
nik/redoksy.

Wada wiekszo§ci tych zwigzkéw polega na tym,
ze mnadaja sie one tylko do §ciSle okre$lonych
warstw $wiattoczulych. Ich stosunkowo niewielka
aktywno§é wystarcza w wiekszoéci przypadkéw
akurat do fotosieciowania wielkoczgsteczkowych,
nienasyconych §rodkéw wigzgcych, mp. policynamo-
nianu winylu lub opisanych w opisie patentowym
Stanéw Zjednoczonych Ameryki nr 3427 161 akry-
lowanych zywic epoksydowych, jednak do fotopoli-
meryzacji maloczasteczkowych zwigzkéw winylo-
wych jest normalnie nieprzydatna.

Inne fotoinicjatory, np. wymienione w holender-
skim zgloszeniu patentowym nr 6715 856, wymagaja
do zwiekszenia ich $wiattoczutosei dodatku odpo-
wiednich uczulaczy barwnikiowych. To samo dotyczy
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cytowanych w niemiedkim opisie patentowym DAS
nr 1495973 hydrazon6w, ktére sa ponadto niesta-
bilne i dlatego nie nadaja sie do wytwarzania
warstw nadajgcych sie do 'magazynowania.

Inne znéw, np. wielopierscienowe chinony, powo-
duja podczas fotopolimeryzacji usieciowanie tylko
w stosunkowo niewielkim stopniu tak, ze zr6znico-
wanie miejsc obrazu i tta udaje sie dopiero przy

Opisany w opisie patentowym Stanéw Zjedno-
czonych Ameryki nr 3097 096 uklad barwnik/re-
doksy nadaje si¢ tylko do roztworéw lub w kom-
binacji z rozpuszczalnymi w wodzie koloidami jako
Srodkami wigzacymi. Gialarety powstajgce przy na-
Swietlaniu nie nadaja sie jednak do wytwarzania
zdolnych do eksploatacji form drukarskich, gdyz ich
gesto§¢ usieciowana jest za mala, a powierzchnia
zbyt hydrofilowa. .

Obecnie znaleziono nowa grupe futoin'icjiatoi'éw,
ktéorych zdolno$é inicjowania w obszarze widma
300—450 v przewyzsza znane dotychczas inicjatory.

Dalsza zaletg stosowanych wedblug wynalazku fo-
toinicjator6w jest to, ze wykluczaja kagalizowang
cieplnie polimeryzacj¢ addycyjng zwiazkéw akrylo-
wych 1 tym samym dajg moano§é wytwarzania
warstw do kopiowania nadajacych sie do 'magazy-
nowania. '

Fotopolimeryzujaca masa do kopiowania wediug
wynalazku zawiera co najmniej jeden $rodek wig-
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23cy, ©0 najmniej jeden zwigzek zdolny do poli-
meryzacji i co majmmiej jeden fotoinicjator i od-
znacza si¢ tym, ze jako fotoinicjator zawiera zwig-
zek o ogblnym wzorze 1, w ktérym Z i Q sa od sie-
bie r6éme i oznaczaja albo atom azotu albo grupe
o wzorze C—R’ X i T s3 jednakowe albo réZme
i oznaczaja atom azotu albo grupe o wzorze C—R’”’,
R i R’ s3 jednakowe albo rézne i oznaczaja rodni-
ki alkilowe, aralkenylowe, arylowe albo pirydylowe
% R” i R” oznaczaja atomy wodoru, atomy chlo-
rowca, grupy nitrowe, aminowe, acyloaminowe, al-
kilowe, alkoksylowe albo aralkenylowe albo jako
kazdorazowo dwie sgsiadujgce grupy razem ozna-
czaja przykondensowany pier§ciei benzenowy.

Wedlug wynalazku korzystne sg takie inicjatory,
ktére odpowiadajg ogblnemu wzorowi 2, w ktérym
X oznacza atom azotu lub grupe C—Rjs; Rj Ry
i Rs sa takie same lub réime i oznaczaja ato-
my wodoru, atomy chlorowcéw, grupy alkilowe,
aralkilowe, alkoksylowe lub acyloaminowe, lub
w ktérym R’s i Rgy lub R4 i Rs wspblnie razem
oznaczajg skondensowany pierscienn benzenowy, Rg
i Ry sa takie same lub réine i oznaczajg atomy
wodoru, grupy alkilowe lub alkoksylowe, i R’g
i R’y oznaczaja atomy wodoru lub tworzg razem
z podstawnikami sasiednimi R¢ lub Rq grupy alki-
lenodwuhydroksylowe.

Szczegblnie wysokie §wiattoczutodci uzyskuje sie
z takimi inicjatorami, w ktérych rodniki Rg i Rq
oznaczaja grupy alkoksylowe, w szczegblnoSci me-
toksylowe.

Réowniez w innych miejscach czasteczki, np. jako
rodniki Rg, Rq lub Rj, grupy alkoksylowe wywie-
raja korzystne dzialanie.

Dzialanie to jest szczegblnie nieoczekiwamne, gdyz
w przypadku znanych fotoinicjatoréw, np. benzofe-
nonu i benzylu, przy podstawieniu grupami alko-
ksylowymi nie obserwuje si¢ zadnego zwigkszenia
aktywmnoéci inicjatora.

Masa do kopiowania wedlug wynalazku moze byé
zuzytkowana przemyslowo w postaci roztworu lub
dyspersji, np. jako tak zwany lakier do kopiowania,
ktorym uzytkownik sam moze pokryé odpowiedni
noénik, np. do frawienia czeéci form, do wytworze-
nia obwod6w drukowanych, szablondéw, szyldéw,
form do druku sitowego itp., a po wysuszeniu na-
Swietlié i wywolaé w celu otrzymaniia warstwy roz-
mieszezonej w formie obrazu.

Masa do kopiowania moZe w sazczegbélnosci byé
dostarczana na rynek réwmiez w postaci stalych
warstw fotopolimeryzujacych, znajdujacych sie na
noéniku, jako éwiatloczuly material do kopiowania
stuzacy do wytwarzania form drukarskich, obrazéw
grawerowanych, rezerw trawiennych, szablonéw,
matryc, form do sitodruku, folii do préb barwmi-
kéw, pojedynczych kopii itp. Waznym zastosowa-
niem jest przede wszystkim wytwarzanie utzulo-
nych wstepnie, trwatych podczas magazynowania,
plyt drukarskich do druku plaskiego, wypuklego
i wiklestego. :

Stosowane wedlug wynalazku fotoinicjatory sa
jako zwigzki chemiczne przewaZnie znane i opisane
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np. w ,,The Ring Index”, 2 wydanie, nakladem
American Chemical Society, Washington, USA.
Przyporzadkowany tam kazdemu skondensowanemu
ukladowi heterocyklicznemu numer RRI (RRI=Re-
vised Ring Index) podany jest dla identyfikacji
w zestawieniu w tablicy 1. Ogélne wzory 1 i 2, jak
réwniez struktury pierscieniowe zwigzZkéw zastoso-
wanych w przykladach sa uwidocznione na zalg-
czonych rysunkach wezoréw.

Skiadajacy sie z dwéch skondensowanych aroma-
tycznych mpierScieni zasadniczy szkielet heterocy-
kliczny wzoru 1 mosze zawieraé do czterech pod-
stawnikéw jak rtéwniez dalszy skondensowany
z nim pierécien benzenowy.

Jako podstawniki w pierScieniu A ogélnego wzo-
ru 1 mogg byé wprowadzone atomy chlorowcow,
jak fluor, chlor, brom i jod, grupy nitrowe, pierw-
szo-, drugo i trzeciorzedowe grupy aminowe, acylo-
wane grupy aminowe, rodniki alkilowe o 1—5 ato-
mach wegla, rodniki alkoksylowe o 1—5 atomach
wegla i rodniki aralkenylowe o 8—12 atomach we-
dla.

Z podstawnikéw tych grupy silniej polarne, jak
grupy nitrowe i zasadowe grupy aminowe, s3 mniej
korzystne.

Jako atomy chlorowcéw Kkorzystne sa chlor
i brom, jako rodniki alkilowe rodnik metylowy,
etylowy i izopropylowy, jako rodniki alkoksylowe
rodniki metoksylowe i jako rodniki aralkenylowe
rodniki styrylowe. Drugo- i trzeciorzedowe grupy
aminowe moga byé podstawione nizszymi rodnika-
mi alkilowymi o 1—4 atomach wegla i rodnikami
arylowymi, korzystnie fenylowymi.

Reszty acylowe grupy acyloaminowych moga byé
pochodnymi alifatycznych lub aromatycznych kwa-
s6w karboksylowych lub sulfonowych; korzystne sg
reszty niZzszych alifatycznych i aromatycznych kwa-
séw karboksylowych, np. reszta acetylowa, propio-
nylowa i benzoilowa.

Pier§cien B zawiera dwa podstawniki w pozycji
1,3 lub korzystniej 2,3, Ktérymi sa: rodniki alkilowe
0 1 — okolo 5 atomach wegla, rodniki cykloalkilo-
we o 5 — okolo 8 atomach wegla, rodniki arylo-
we o 6 — okolo 10 atomach wegla lub jednopier-
$cieniowe, 5-cio lub 6-cio cztonowe rodniki hetero-
cykliczne. Jako rodniki alkilowe korzystne sg rod-
niki metylowe lub etylowe, jako rodniki arylowe
podstawione lub mniepodstawione rodniki fenylowe
i jako rodniki heterocykliczne rodniki pirydylowe.

Szezegblnie dobre dziatanie inicjujgce wykazujg
zwiazki, majace w pozycji 2,3 rodniki fenylowe lub
w szezegblnoéci p-alkoksyfenylowe. Bardzo dobre
dzialanie inicjujgce maja réwniez takie zwigzki
2,3-dwufenylowe, w ktérych grupy fenylowe sg
podstawione przy dwéch sasiadujgcych atomach
wegla grupy alkilenodwuhydroksylows.

Masy do kopiowania wedlug wynalazku zawiera-
ja jako zasadnicze skladniki $rodki wiazace, ciekle
iflub stale zdolne do polimeryzacji zwiazki orga-
niczne oraz fotoinicjatory opisanego wyzej typu.
Inicjatory stosuje sie na ogél! w stezeniach 0,01—
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—10%, w stosunku do nloScu wagowej -uzytych mo--

nomerow.

Jako momonmery stosme sie np. handlowe gatunki
esir6w kwasu akrylowego i metakrylowego, jak
réwniez dwuakrylan dwuglicerynowy, dwuakrylan
eteru gwajakologlicerynowego, dwuakrylan neopen-
tyloglikolu,
-butanolu-3 i akrylany lub metakrylany poliestréw
zawierajacych grupy wodorotlenowe typu Desmo-
fenu (produkt handlowy i zarejestrowany znak to-
warowy firmy Farbenfabriken Bayer, Leverkusen,
NRF). Tego rodzaju i dalsze monomery, nadajace
sie do fotopolimeryzujgcych warstw wedlug wynma-
lazku, s3 opisane np. w opisach patentowych
Stanéw Zjednoczonych Ameryki nr nr 2760863
i 3 060 023.

Fotopolimeryzujgce masy do kopiowania moga za-
wieraé jeden lub kilka $rodkéw wigzacych, stoso-
wanych w znany spos6b np. rozpuszczalne w roz-
puszczalnikach poliamidy, polioctany winylu, poli-

" metakrylany metylu, poliwinylobutyrale, nienasyco-
ne poliestry, rozpuszczalne w alkaliach lub pecz-
niejgce albo miekngce kopolimery styrenu z bez-
wodnikiem kwasu maleinowego, kopolimery meta-
krylanu metylu i estréw (B-metakryloksy/-etylo-
wych kwasu N-/p-toluenosulfonylo/-karbaminowego,
Zywice maleinowe, zywice terpenofenclowe i wiele
innych tp.

Poniewaz wywolywanie przeprowadza sie czesto
wodnoalkalicznymi wywolywaczami, korzystnie sto-
suje sie takie $rodki wigzace, ktébre sg rozpusz-
czalne w alkaliach lub miekng w wodnych roztwo-
rach alkali6w. Przykladem takich §rodk6w wigzg-
cych sa kopolimery styrenu z bezwodnikiem kwasu
maleinowego i metakrylanu metylu z kwasem me-
takrylowym lub wyzej wymienione tozylowane mo-
nomery, jak réwmiez zywice maleinowe.

Do mas do kopiowania mozna takze dodawaé
barwniki, pigmenty, inhibitory polimeryzacji, kom-
ponenty barwne i donory wodoru. Korzystnie jest,
aby dodatki te mie absorbowaty w mnadmiernych
ilo$ciach potrzebnych do inicjowania promieni
§wiatla- Jako donory wodoru nadajg sie stosowame
w znany sposéb np. substancje z alifatycznymi wig-
zamiami eterowymi. Funkcje ta moze ewentualnie
przejmowaé $rodek wiagzacy lub polimeryzujaca
substancja, tak Ze mozna wtedy zrezygnowaé z do-
datkowych donoré6w wodoru.

Masy do kopiowamia zajdujg korzystne zastoso-
wanie przy wytwarzaniu form do druku wypukle-
go, obrazéw grawerowanych, form do druku ofse-
towego, form drukarskich dwumetalowych, jak tez
tr6jmetalowych, obwodéw drukowanych, szablonéw
. do sitodruku i form do bezrastrowego druku ofse-
towego.

Jedli masa do kopiowania ma byé przechowywa-
na w postaci cieklej jako tak zwany lakier do ko-
piowania i dopiero bezpoSrednio przed uzyciem
naniesiona na podloze, np. na noénik sitodrukowy,
plyte drukarska lub tp., to skbadniki warstwy roz-
puszcza si¢ w odpowiednim rozpuszeczalniku lub
mieszaninie rozpuszezalnikéw lub dysperguje. Jako

dwuakrylan 2,2-dwu(hydroksymetylo)-
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rozpuszczalniki korzystne sg alkohole, ketony, estry,
etery, amidy, weglowodory itp. Przede wszystkim
stosuje si¢ czeSciowe etery wxelowodoratlmkowych
alkoholi, w szczegblnosel glikoli.

Roztwory albo dyspersje do wytwarzania piyt
drukarskich itd. mozna korzystnie manie§é bezpo-
éretdnio po ich sporzadzemiu na odpowiedni noénik

i przechowaé jako Swihatloczuly material do kopio-
wania i dostarczaé na rynek. Mozna przy tym sto-
sowaé te same lub podobné rozpuszczalniki, jak
w przypadku wytwarzania lakier6w do kopiowania.
Nanoszenia dokonuje sie np. przez polewaunle, na-
tryskiwanie, zanurzanie itd. :

Jako no$nik nadajg sie np. cynk, mied%, alumi-.
nium, stal, folie poliestrowe Iub octanowe, gaza
perlonowa itd., ktérych powierzchnie¢ w razie po-
trzeby mozna poddawaé wstepnej obrébee.

W razie potrzeby miedzy noSnik i warstwe $wia-
tloczula wprowadza sie pomocniczg poérednig war-
stwe adhezyjng lub przeciwodblaskows.

W celu wytworzenia grubszych warstw fotopoli-
meru, ktérych gruboéé moine wymosi¢ kilka dzie-
sigtych milimetra, mozna mase do kopiowania we-
diug wynalazku nanie§é ré6wniez bez rozpuszczania
w rozpuszczalniku, np. przez ugniecenie w milynie
tr6jwalcowym i hydrauliczne naprasowanie na folie
no$ng pod naciskiem np. 30000—50000 kg, w ciagu
1 minuty w temperaturze 90°C.

Formy drukarskie, rezerwy trawienne, furmy do
druku sitowego itd. wytwarza sie z odpowiednich
materialé6w sposobami ogélnie iprzyjetymi w prakty-
ce, tzn. po naswietleniu pod przystawka negaty-
wowg pozostale rozpuszezalne miejsca tia zostaja
usunigte przez obrébke odpowiednimi rozpuszezal-
nikami lub wodnymi roztworami alkali6w.

W zalgczonej tablicy 1 podano szereg przyktadow
inicjatoré6w stosowanych wedlug wynalazku. Wzo-
ry strukturalne podano na zalgczonych rysunkach.

Zwigzki podane w tablicy 1 po wiekszej czesci sg
juz opisane w literaturze. Co sie tyczy mnowych
zwigzkéw, to wytwarza sie je analogicznie . jak
zname z odpowiednich produktéw wyjéciowych, Wy-
twarzanie chinoksalin lub azachinoksalin przepro-
wadza si¢ w ten spos6b, ze odpowiednie, ewentual-
nie podstawione o-fenylenodwuaminy albo 2,3- lub
3,4-dwuaminopirydyny kondensuje sie z réwnowaz-
nikowymi ilo§ciami 1,2-dwuketonéw, np. benzylu
lub podstawionych benzyléw w etanolu lub kwa-
sie octowym lodowatym. Na ogét stosuje sie 10—
—200/y-we roztwory i ogrzewa w ciggu kilku go-
dzin pod chlodnicg zwrotng. Mieszanine realkcyjng
wlewa sie korzystnie do wody i wytrgcony produkt
reakcji przekrystalizowuje. Wytwarzaniee chinazo-
lin opisane jest np. w niemieckim opisie patento-
wym nr 1175 076. '

Wynalazek objasniajg nastepujace przyklady, nie
ograniczajac jednak jego zakresu. Dane procento-
we, jesli nie zaznaczono inaczej, oznaczajg procenty
wagowe. CzeSci wagowe i objetoﬂciowe maja sie
do siebie jak ig: ml. :
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Tablical
. . Temp.
Zwiazek topnienia Wz6r Rrl Podstawniki
nr ' °C nr nr
3a 83—5 3 1627 R; =Ry = —CHjg
4 1627 Rg Ry Rs Rg R¢’ R Ry
4a 123—5 H H H H H H H
4 b 103—5 H H H CHjg H H H
4c 114 CH,4 H H H H H H
4.d 153—4 CH=CHC¢Hs! H H H H H H
4e 108 H H CH, H H H H
4f 178—9 CHj3 CH, H H H H H
4g 137 H H H CyHj H CoHj H
4 h 123—4 H H H N(CHyg)q H H H
4i 254—5 NO, H H H H H H
4k 170—2 N(CHgj)s H H H H H H
41 118 CI H H H H H H
4m 154 OCHj,4 H H H H H H
4n 149 H H H OCHj,4 H OCH; | H
40 164 H H CHj, OCH, H OCH,; | H
4p 117—8 CHg H H OCH, H OCHa H
4q 114—5 CHy CH; H OCHj, H OCHg H
4r 150—1 cl H H OCHj,4 H OCH; H
4s 133 OCHj H H OCH, H OCH; | H
4t 191 NO, H H OCH, H OCHg | H
4u 254—5 NHCOCH; | H H H H H H
4v 223—4 NHCOCH; | H H OCHj3 H OCH; | H
4 1627 Ry Ry Rs Rg Ry R: IRy
4w 178 OCHj,4 H H —O—CHp;—O— —O0—CHy—0—
4 x 128 a H H N(CH3), H H H
4y 183—4 H H H N(CHj3), H Cl H
5 3388 Rg Ry
5a 181 H H
5b 186 OCHj OCHj
65c 179—81 N(CHj3), H
6 a 144 6 3393 H H
6b 162—3 OCH, OCH;,
7a 133 7 1606 H H
7hb 128—39 OCH,4 OCHy
8 128—30 8 1607 OCH,4 OCH,4
9 Ry
9a 181—2 H
9b 199 a
9c 128 OCHg
10 145—17 10 -
11 1626 Ra Ry
1Na 130 H OCH,4
11 b 141—2 OCH,4 OCH,4
12 3392 Ry
12 a 156—7 H
12 b 168—70 N(CqHsz)y
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Przyktad I. Badano aktywno$§¢ inicjujgca fo-
toinicjator6w w zalezno$ci od sktadu warstwy do
kopiowania. Stosowano przy tym receptury warstw
podane w zalaczonej tablicy 2.

10
Piyty przeciera sie wywolywaczem, skladajgcym
sie z roztworu 15,0 cze§ci wagowych dziewieciowo-
dzianu metakrzemianu sodowego, 3 cze$ci wago-
wych poliglikolu 6000, 0,6 cze$ci wagowych kwasu

Roztwory do powlekania wytwarza sie przez roz- 5 lewulinowego i 0,3 cze$ci wagowych o$miowodzia-
puszczanie skladniké6w w podanych rozpuszczalni- nu wodorotlenku strontowego w 1000 czeSciach wa-
kach i uwalnia od ewentualnych skiadnikéw zelo- gowych wody, przy pH 11,7 w ciggu 30 sekund do
wych przez sjczenie. Nastepnie nanosi sie je przez 1 minuty w celu usuniecia miejsc tta, splukuje
narzucenie na elektrolitycanie zmatowang, jak réw- woda, po czym utnwala 1%-wym kwasem fosfo-
niez utwardzong przez anodyzowanie 0,3 mm gru- 10 rowym, a w korficu zabarwia czarng, tlustg farbga.
boéci folie aluminiowsa, ktoérej warstwa tlenkowa Je§li obrabia sie warstwy do kopiowania w opi-
wynosi 3 g/m? i suszy tak otrzymane plyty wtem- sany spos6b, to calkowicie zaczernione stopnie kli-
peraturze 100°C w ciggu 2 minut w suszarce. Cie- na Kodaku dajg miare aktywnos$ci inicjujacej ba-
zar suchej warstwy wynosi 5 g/m2. Nastepnie war- danego zwigaku.
stwy do kopiowania pokrywa sie¢ 1—2 u gruboSci 15 W tablicach 3—9 podana jest -liczba maksymalnie
powloka polialkoholu winylowego. zaczernionych stopni klina bez uwzglednienia stop-

Tablica 2
Receptura
Sktadniki P
R—I R—II R—III R—IV
Lytron 822 1) 14 g
Alresat 618 C 2) 14 g
Kopolimer A 3) 14 g
Kopolimer B 4) 14 g
TMETA 5) 14 g
TMPTA 6) 13 ¢g 0,8 g 2,0 g
1,6-dwu(hydroksyetok-
sy)-heksan - 0,2¢g 0,2 ¢g 04 g
Inicjator 0,05 g 0,05 g 0,06 g 0,05 g
Eter monometylowy
glikolu etylenowego 23 g
Eter monoetylowy
glikolu etylenowego 17 g 13 g
Keton metylowo-ety-
lowy 95 g

Objasnienia uzytych nazw handlowych lub skrotéw (1—6):
1) Lytron (r) 822: kopolimer styrenu z bezwodnikiem kwasu maleinowego o $red-
nim ciezarze czgsteczkowym 10000, liczbie kwasowej 190 i temperaturze miek-
nienia okoto 190°C. Produkt handlowy firmy Monsanto Chemical Co., St.

Louis, USA.

2) Alresat (r) 618 C: zywica maleinowa o liczbie kwasowej okolo 165.i tempe-
raturze topnienia w granicach 120—130°C. Produkt handlowy firmy Reichhold-
-Albert Chemie AG, Wiesbaden-Biebrich, NRF.

3) Kopolimer A: kopolimer metakrylanu metylu i estru ﬂ-akryloiloksy-etylowego
kwasu N-(p-tolilosulfonylo)-karbaminowego w stosunku 60 : 40, o liczbie kwa-
sowej 60 (porownaj niemieckie zgloszenie patentowe nr P 20 27 466.2).

4) Kopolimer B: kopolimer metakrylanu metylu i kwasu metakrylowego o $§red-
nim ciezarze czasteczkowym 40000 i liczbie kwasowej 90—115.

5) TMETA: tréjakrylan 1,1,1-tréj(hydroksymetylo)-etanu, otrzymany przez zestry-
fikowanie troj(hydroksymetylo)-etanu kwasem akrylowym.

6) TMPTA: tréjakrylan 1,1,1-tr6j(hydroksymetylo)-propanu. Produkt handlowy
firmy Sartomer Resins, Inc., Essington, Pa., USA.

TMETA i TMPTA zawierajg w celu ich stabilizacji 0,02—0,2% inhibitora,

np. hydrochinonu.

Warstwy mas$wietla sie¢ w ciggu 1 minuty za po-
mocg 5 kW ksenonowej lampy punktowej COP XP
5000 firmy Staub, Neu Isenburg, przy 80 cm od-
stepie migdzy lampa i prézniowg ramka do kopio-
wania pod 2l-stopniowym poéttonowym szarym kli-
nem firmy Eastman Kodak Co., ktérego zakres
gestosci wynosi 0,06—3,05 przy inkremencie gesto$-
c¢i 0,156. W ten spos6b oznacza sie $wiatltoczuloé
wzgledng.

60

ni przejiciowych o czesciowej szarej toracji. Swia-
tloczuto§é i dwoch obok siebie polozonych stopni
klina ré6znig sie o czynnik 2. Stopien klina 0 od-
powiada optycznej gestosci 0,05, to jest absorpcji
wlasnej materiatu blony.

Aktywno$§é inicjowania mierzono w kolejnych
probach 1—64, stosujac receptury R-I do R-IV.

Por6wnawczo ze znanymi inicjatorami N-fenylo-
-tioakrydonem, 1,3,5-tréjacetylo-benzenem, 2-mer-
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Tablica 3
- Receptura R=I
. . . Tlosé
Préba Ziwligzek Stopni Proéba Zwigzek stooni
nr nr Kklina nr nr \klilr:; o
1 7™ 12 16 4f 9
2 4p 1, 17 4g 0
3 4q 1 18 At )
4 4r 11 19 Sa 0
5 4a 11 20 8 9
8 4w 1 21 4b B8
T 4m 10 22 4c 8
8 4n 10 23 4d 8
9 40 10 24 9c B8
10 4u 10 25 4a 7
11, dv 10 26 de 7
12 5b 10 27 41 (¥4
13 6a 10 28 4% 6
14 6b 10 29 10 6
15 Ta 10 30 4k 5
Tablica 4
Préba Zwiazek Ilosé stopni klina otrzymanych przy
ar nr
recepturze R-II | recepturze R-IV
31 qw 2 8
82 4n 8 5
33 dp 2 5
B4 4r 4 6
35 4s ] 5
35 4t 3 i5i
37 4m (7 4
38 40 ‘2 4
39 4c 1 2
Tablica 5
Préba Zawigzek sﬂ;ﬁéq Préba Ziwigzek I&f‘éé.
nr nr P nr nr svopni
klina klina
40 4n 10 53 6a 8
41 4p 10 54 Ta 8
42 4r 10 55 4u 7
43 5b 10 56 éb 7
44 ™ 10 51 8 7
45 4d 9 58 4ic 6
46 4m 9 59 4if 6
4 40 9. 80 da 6
48 4q 9 61 9¢ 6
49 4s 9 62 4a 5
50 4w 9 83 41 5
51 g 8 64 4t 4
52 4v (:]

kaptobenzotiazolem, 4,5-dwu-(p-anizylo)-2-fenylo-
-oksazolem nie otrzymuje sie w tych wrnaunkach
zadnego obrazu, za§ z nadchloranem 24,6-tréj-(p-
-anizylo)-tiopiryliowym i z nadchloranem 24-dwu-
-(p-anizylo)-6-fenylopiryliowym otrzymuje sie 0
stopni kilina, a z 2-etyloantrachinonem 4 stopmie
Kklina,

W prébkach podanych w tablicy 5 zastosowano

60 recepture R-III, do ktbérej dla zabarwienia war-

stwy dodano we wszystkich przypadkach 0,02 g

barwnika fenazynowego pod nazwa biekit suprano-
lowy GL (C.I. 50 335).

Dla por6wnania otrzymuje sie ze znanymi inicja-

‘65  torami: z N-fenylotioakrydonem jeden, z eterem
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benzoinometylowym dwa, z ketonem Michlera lub
z 9;,10-fenantrenochinonem trzy stopnie kiina. Sole
tiopiryliowe i piryliowe okazujg sie nieaktywme.

Forma drukarska: Roztw6r do powlekania spo-

14 .
Tak otrzymana forma drukarska daje w druku
offsetowym na maszynie drukarskiej typu. Dualith
co najmniej 100 000 nienagannych odbitek.

rzadza sie z: 1,1 czeSci wagowej produktu reakcji 5 Przyktad II. ~Wykazano wplyw podstawni- -
poliwinylobutyralu (Mowital B 30 T firmy Farb- kéw metoksylowych na aktywno$é inicjacji. po-
werke Hoechst, Frankfurt, NRF) i p-toluenosulfo- chodnych chinoksaliny wedtug wynalazku i zna-
nylo-izocyjanianu, o liczbie kwasowej 60, 0,1 cze§- nych ketonéw jako fotoinicjatoréw. Przy zastoso-
ci wagowej poliwinylobutyralu (Mowital B 60 t fir- wanliu receptury R-IIT z przykladu I, reprezenta-
my Farbwerka Hoechst, Frankfurt , NRF) o §red- 10 tywne zwigzki o wzorze 2, podane w tablicy 6,
nim ciezarze czasteczkowym 70-000—80 000, 1,1 czes- wykazuja przytoczone w niej dzialanie inicjujace
ci wagowej poliwinylobutyralu (Mowital B 60 t fir- wyrazone w stopniach klina. Rodniki Rg¢" i Rq
nu, 0,1 czeSci wagowej eteru polioksyetylenolaury- omaczaja we wszystkich przypadkach atomy wo-
lowego, 0,1 czeSci wagowej 6,4°, 4*-tr6jmetoksy-2,3- doru.
-dwrufenylo—chinok.usalimy ! ?"0,‘1 czesci wagowej f-u;k- 15 Wazrost Swiattoczulo§ci obserwuje sie zaréwno w
syny (CL 42510) i 15 czesci wagowych eteru jed- przypadku benzochinoksalin o wzorze 5 i 6, jak
nometylowego g.fhlkol-u eitylen-av;{eg'o. 1 manosi sig i azachinoksalin o wzorze 7 i to samo sprawdza
przez narzucanie ma mechanicznie zmatowang, si¢ dla receptury R-I (poréwmaj wartosci stopni
0‘,..3.mm grubosci folie aluminiowa do uzyskania klina w tablicach 3 i 5).
cigzaru warstwy 5 g/m2? i suszy w temperaturze 20
100°C w ciggu 1 minuty w suszarce. Badajac wplyw podstawiania grup metoksylo-
Nastepnie zaopatruje sie warstwe do kopiowa- wych na aktywno$§é inicjowania rozmaitych zna-
nia 1—2 u grubo$ci powloky polialkoholu winylo- nych jako fotoinicjatory ketonéw w recepturze’
wego i naSwietla w sposéb opisany wyzej w ciaggu R-III, uzyskuje sie obraz przedstawiony w tabli-
1 minuty pod przystawka negatywowa. W celu 25 cy 7. Naswietlanie przeprowadza si¢ w tym przy-
usuniecia miejsc tla traktuje sie wyzej opisanym padku za pomocg przyrzadu do naswietlania firmy
wywolywaczem w ciggu 1 minuty, sptukuje woda, Moll, Solingen-Wald, NRF, ktéry na powierzchni -
utrwala 1%-wym kwasem fosforowym i gumuje o wymiarach 60X 60 cm ma zainstalowanych 13
wodnym roztworem gumy arabskiej w celu kon- rur fluorescencyjnych dtypu Philips TL-AK-40
serwacji. 30 W/e5. '
Tablica 6
Ilo§é stopni klina
Pllr;lérba Zwulg‘zek RS R4 R5 S R6=R7=
6 g =‘OCH3
65 4a H H H 5
65a in 9
166 41 a H H b
@6a 4r 10
67 4c CHj H |H 6
67a 4p 10
68 de H H CHg 3
68a 40 9
69 4u NHCOCHg H 7
69a dv 8
70‘ 4f CHs CH3 H 6
70a 4q . 9
Tablica 7
Ilo§é Tlo$é
Hﬁg.ba Inicjator sl‘quni Inicjator st-qpmli
klina Kklina
T benzofenon 1 4,4’-dwumetoksybenzofenon 1
-2 benzoina 5 anizoina 5
73 benzyl 1 anizyl 1
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Odstep lamp wynosi 7—8 cm, jako folig . przy-
krywkowsa stosuje sie folie = polichlorowinylows.
Czas nasSwietlania wynosi 5 minut. Opisana w
przykiadzie I ksenonowa lampa punktowa nie na-
daje sie do tego por6wnania, gdyz jej emisja w
ohszarze ultrafioletowym widma jest stosunkowo
niewfielka.

Przyklad III. Sporzadza si¢ roztwér do po-
wlekania z 1,4 czeSci wagowych zestryfikowanego
kwasem akrylowym poliestru zawierajacego grupy
wodorotlenowe (Desmophen 850 firmy Farbenfabri-
ken Bayer, Laverkusen, NRF), 1,4 czesci wagowych
kopolimeru metakrylanu metylu z kwasem meta-
krylowym o §rednim ciezarze czasteczkowym 60 000
i liczbie kwasowej 93,7, 0,1 czeSci wagowej 6-me-
toksy-2,3-dwufenylo-chinoksaliny, 0,2 cze$ci wago-
wych 1,6-dwu(hydroksyetoksy)-heksanu, 0,02 czeSci
wagowych btekitu supranolowego GL (C.I. 50 335)
i 13,0 czeSci wagowych jednoetylowego eteru gli-
kolu etylenowego i nanosi, jak opisano w przykia-
dzie I, przez narzucanie na elektrolitycznie zmato-
wanag i utwardzona przez anodyzowanie 0,3 mm
grubg folie aluminiowa, raz suszy. Nastepnie na-
§wietla sie w ciggu 1 minuty 8 kW ksenonowa
lampa punktowa, BIKOP, firmy Kilimsch, Frank-
furt, NRF, w odlegto§ci 75 cm pod klinem stop-
niowanym. Wywolywania i oceny dokonuje sie jak
w. przykiadzie I. Liczba maksymalnie zaczernio-
nych stopni klina wynosi 5.

Je§li w miejsce wyzej opisanych estré6w kwasu
akrylowego zastosuje si¢ odpowiedni ester kwasu
metakrylowego, wowczas liczba stopni klina zwiek-
szy sie do 6.

Przy uzyciu takich samych ilo§ci dwuakrylanu
~ dwuglicerynowego w miejsce wymienionych estréw
akrylowych liczba stopni klina wynosi 5.

Przy zastosowamiu znaych inicjator6w N-fenylo-
-tioakrydonu, eteru benzoino-metylowego, 2-mer-
kapto-benzotiazolu, mieszaniny ketonu Michlera
z ksantonem 1:1 i 2-trzeciorzed.-butyloantrachino-
nu nie moZna otrzymaé przy wyzej podanych re-
cepturach warstw do kopiowania ° odpowiednio
wysokiej §wiattoczutosci.

Przyklad IV. Roztwér do powlekania we-
diug receptury R-I z przykladu I narzuca sie¢ na
125 u gruba, dwuosiowo orientowang folie poli-
etylenotereftalanows, zaopatrzona w poSrednig
warstwe adhezyjng wedlug niemieckiego opisu pa-
tentowelgo DAS mnr 1228414 i suszy, jak réwniez
zaopatruje sie 1—2 u gruba powloka polialkoholu

winylowego. Naswietla sie i wywoluje jak w przy- .

kladzie I.
Aktywno§é inicjowania réznych inicjatoréw po-
dano w tablicy 8.

Tablica 8
Préba nr Zwigzek nr | Ilo§é stopni Kklina
T4 4r b
5 ba 5
76 40 3
™ 6a 3
8 Ta 2
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Przyktad V. W celu wytworzenia cynkowej
formy do druku wypuklego sporzgdza si¢ roztwor
do powlekania wedlug receptury R-III z przykla-
du I z 0,056 g inicjatora i nanosi przez narzucanie
na oczyszczong piyte cynkowa do jednostopniowe-
go trawienia i suszy. Nastepnie warstwe te za-
opatruje si¢ w 1—2 u grubg powloke z polialko-
holu winylowego. Nastepnie naswietla sie i wywo-
luje jak w przykladzie I. Swiatloczutoéci wzgledne

uzyskane z zastosowanymi inicjatorami podano w .

tablicy 9.
Tablica 9
‘Préba nr Inicjator nr | Ilo§¢ stopni klina
™ 40 7
80 4p 7
a1 4q 7
82 45 7
83 4b 7
84 4r 6.
85 4v 6

W celu wytworzenia formy do druku wypuklego
odkryte powierzchnie plyty cynkowej wytrawia sie
6%-wym kwasem azotowym w temperaturze- poko-
jowej w ciggu 6 minut. Tak otrzymane formy na-
dajg sie do druku ksigzek o wysokiej jakoéci.

Przyktad VI. Sporzadza sie roztwér do po-
wlekania z 4,0 czeSci wagowych kopolimeru sty-
renu z bezwodnikiem kwasu maleinowego (Lytron
820 firmy Monsanto Chemfical Co., St. Louis, USA),
2,0 czeSci wagowych kopolimeru a-metylostyrenu
z winylotoluenem (Piccotex firmy Pensylwania In-
dustrial Chemical Corporation, Clairton, Pensyl-
vania, USA), 0,35 cze§ci wagowych poliwinylobu-
tyralu o $rednim cigezarze czesteczkowym 30 Q00—
35000 (Mowital B 20 H firmy Farbwerke Hoechst,
Frankfurt, NRF), 0,25 cze$ci wagowych inicjatora
(zwiazkéw nr lla 11b, 12a, 12b), 50 czeSci wago-
wych tréjakrynu  tréj(hydroksymetylo)-propanu,
0,02 czeéci wagowych p-metoksyfenolu i 5 mil ke-
tonu metylowo-etylowego i nanosi przez narzuca-
nie- na cynkowg plyte do jednostopniowego tra-
wienia oraz suszy. Nastepnie warstwe zaopatruje
si¢ w powloke o grubosci 1—2 uz polialkoholu wi-
nylowego.

Potem naSwietla sie w ciggu 1,5 minuty pod
przystawka negatywows jak w przykladzie I i wy-
woluje w ciggu 2 minut 2%-wym roztworem wod-
nym fosforanu tréjsodowego. W celu wytworze-
nia formy do druku wypuklego odkryte powierzch-
nie plyty cynkowej z czterech do§wiadczen wy-
trawia sie w ciggu 5 minut 6%-wym kwasem azo-
towym w temperaturze pokojowej.

Przyklad VII. Roztwér do powlekania we-
diug przykitadu VI, jednak z 0,25 cze§cdiami wago-
wymi tego samego poliwinylobutyralu i 0,25 cze-
§ciami wagowymi ¢4-(4-metoksy-fenylo)-2-fenylo-
-chinazoliny (zwigzek nr 1la) jako inicjatorem na-
nosi sie przez narzucanie na miedziang powierzch-
nie nosnika, ktéry sklada sie z plyty z tworzywa
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~s#tucznego kaszerowamej folia miedziang, i suszy.
Nastepnie warstwe pokrywa si¢ 1—2 u grubg po-
witoka polialkoholu winylowego.

Warstwe naswietla si¢ pod przystawka nega-
tywowg obwodu drukowanego w ciggu 25 minut
podanym w przykiadzie I Zr6diem éwiatta i wy-
woluje w ciggu 2 minut 1%-wym wodnym roz-
tworem fosforanu tréjsodowego.

Odkryta miedZz wytrawia si¢ w ciagu 30 minut
roztworem chlorku zelazowego i cotrzymuje obwo6d
drukowany.

Przyktad VIII. Dwumetalowg plyte miedZ/
/aluminium obrabia si ewistepnie w nastepujgcy
sposdb:

Uwolniong od §rodka konserwujgcego powtierzch-
nie miedziang matuje sie¢ przez przetarcie kreda
szlamowang, odtluszcza tréjohloroetylenem, uwal-
nia przez zanurzenie na 30 sekund w 1,6%-wym
kiwasie azotowym od warstwy tlenkowej, a na-
stepmie traktuje roztworem 84 ml wody destylo-
wanej i 8 ml roztworu chromianu (Konvert No. 31
firmy Conversion Chemical Corporation, Rockville,
Conn., USA) w ciggu 1 minuty.

Sporzadzony wediug przykitadu I roztwér do.po-
wlekania R-I z 0,056 g 4'4”-dwumetoksy-2,3-dwu-
fenylo-chinoksaliny narzuca sie na spreparowang
powierzchnie, a nastepnie suszy. Warstwe do ko-
piowania pokrywa sie¢ 1—2 u gruboéci powloks
polialkoholu winylowego.

Naswietla sie i wywoluje jak w przykladzie I.
Liczba zaczernionych stopni klina wymosi 6.

W celu wytworzenia dwumetalowej Cu/Al plyty
do druku ofsetowego wytrawia sie calkowicie od-
kryta po wywotaniu warstwe miedzi w ciaggu 2,5—
3 minut roztworem trawigcym chlorku zelazowego
(400 Series” ALC Etch, typ LS 402, firmy Fred
K.H. Levey Co., Inc.,, New York, USA). Nastepnie
przeciera sie¢ 1%-wym kwasem fosforowym, po
czym zabarwia tlustg farba.

Przyklad IX. Wytwarza sie roztwér do po-
wlekania z 1,4 czeSci wagowych opisanego w przy-
kladzie II1 poliesteru modyfikowanego kwasem
metakrylowym, 1,4 cze$cdi wagowych kopolimeru
metakrylanu metylu z kwasem metakrylowym o
§rednim ciezarze czasteczkowym 40000 -i liczbie
kiwasowej 125, 0,06 czeSci wagoych 6-chloro-4’,4”-
-dwumetoksy-2,3-dwufenylo-chinoksaliny, 0,2 cze-
§ci wagowych 1,6-dwu(hydroksyetoksy)-heksanu,
0,02 czeSei wagowych biekitu supranolowego GL
(C.I. 50:335) i 8,0 czeSci wagowych ketonu mety-
lowo-etylowego i nanosi na tkanine perlonowsg z
wlbékien pojedynczych o gesto§ci 120 nitek na cm,
a nastepnie suszy.

Nadwietla sie w ciggu 3 minut pod przystawka
pozytywowa jak w przykladzie I i wywoluje w
spos6b tarh opisany.

Tak otrzymany szablon mozna mzastosowaé do
druku sitowego. Odznacza sie on duzg odpormo-
§cig na S§cieramnie i wybitng ostro$cia . -konfturéw.
W miejsce tkaniny z widkien sztucznych mozna
powlekaé tkaniny jedwabne, metalowe, szklane
itd.

10
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Przyklad X. W celu wytworzenia folli do
proby barw sporzgdza sie cztery roztwory do po-
wlelkania wedtug receptury R-I z przykladu I z
dodatkiem do kaidego 0,05 g 4' 4”-dwumetoksy-
-23-dwufenylo-chinoksaliny i 20 g jednoetylowe-
go eteru glikolu etylowego i zabarwia kazdy jed-
nym z nizej podanych barwnikéw.

Folia z6ita: 0,08 g zbicieni tluszczowej 3 G (C.I
12 700). .

Folia czerwoma: 0,04 g czerwieni caponowej BE
(CI. 12715) i 004 g czerwieni caponowej BB (C.I.
Solvent Red T1).

Folia niebieska: 0,08 g btekitu -supranolowego
GL (C.I. 50335).

Folia czamna 008 g czerni tluszczowej HB (C.L
26 150).

Roztwory te narzuca sie 180 M gruba, dwukie-
runkowo orientowang folie polietylenotereftalano-
w3 i suszy w temperaturze 100°C w ciggu 2 mi-
nut. Nastepnie warstwy zaopatruje sie w 1—2 u
grubosci powloke polialkcholu winylowego i na-
Swietla wedlug przykladu I pod odpowiednimi
czarno-biatymi adjeciami na blonie srebrowej po-
szczegblnych koloré6w wzoru (folie niebiesky 30
selkund, folie¢ czerwong i minute, folie z61tq 4 mi-
nuty i folie czarng 6 minut). "Wywolanie odbywa
si¢. jak w przykitadzie I.

Po natoieniu na siebie obrazéw koloré6w skia-
dowych powstaje wherny w, kolorach duplikat od-
powiadajgcy oryginalnemu wzoro'w1 sfotografowa-
nemu na btonach srebrowych.

Przyktad XI. Sporzadza sie roztwér do po-
wlekania z 2,9 czeSci wagowych tréjakrylanu tréj
(hydroksymetylo)-etanu, 4,9 czeséci wagowych uzy-
tego .w przykiadzie IX kopolimeru metakrylanu
metylu z kwasem metakrylowym, 08 czesei wa- -
gowych 6,4,4”-tréjmetoksy-2,3-dwufenylo-chinoksa-
liny i 10,0 czeSci wagowych ketonu metylowo-ety-
lowego, wylewa go na 0,3 mm gruboéci blache
aluminiowa w zawinietymi o kat 90° brzegami
i powoli odparowuje rozpuszczalnik przez pozo-
stawienie w spokoju.

Nastepnie dosusza sie w ciggu godziny w tem-
peraturze 100°C. Warstwe fotopolimeryzujaca o
gubosci 0,6 mm nas$wietla sie nastepnie pod foto-
graficzng przystawks negatywowsg w ciggu 15 mi-

nut za pomocg podanego w przykladzie III Zrédia

Swiatla w odlegloSci ™5 em i wywoluje opisanym
w przykladzie I wywolywaczem w ciggu 15 minut
w kapieli kolyskowej.

Otrzymuje sie silnie przylegajacy obraz plasko—
rzezbowy o jasnoz6itym tomie, ktéry po usnnieciu
brzegdéw mozna zastosowaé do druku wypulklego
metodg ,Letterset®.

Przykltad XII. Sporzadza sie roztwér do po-
wlekania wedtug receptury R-III z przykladu I
z 0,05 g 6,7-dwumetylo-4’,4”-dwumetoksy-2,3-dwu-
fenylo-chinokisaliny jako inicjatora, narzuca na
tr6jmetalows plyte aluminium (miedZ) chrom i su-
szy. Nastepnie powleka sie¢ wanrstwe do kopiowania
warstwg ochronng z polialkoholu winylowego o
grubo$ci 1—2 u i na$wietla w ciggu 30 sekund
pod przystawks pozytywows za pomocg Zrédia
§wiatla podanego w przykladzie I, po czym wy-
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woluje jak w przykladzie I. Nastgpnie wytrawia
sie¢ odstonigty chrom roztworem 17476 CACl,,
¥3,5%0 ZnCly, 2,1%HCI i 45,2% wody w ciggu 7
minut, a wiwardzong warsuwe fotopoiimeru usuwa
sig chlorkiem metylenu. Nastepnie przeciera sig
1% kwasem fosforowym i zabarwia tiusta farba.
Trojmetalowa . piyta jest tym samym gotowa do
“druku.

Przyktad XIII. Sporzgdza sie roztwoér do
powlekania z 1,0 czeSci wagowej produktu reakeji
poliwinylobutyralu (Mowital B 20 T firmy Farb-
~werke Hoechst, Franifurt, NRF) z p-toluenosulfony-
‘loizocyjanianem o liczbie kwasowej 60, 0,1 czeSci
wagowej poliwinylobutyralu (Mowital B 60 T fir-
my Hoechst, Frankfurt, NRF) o §reednim ciezarze
czasteczkowym 70 G00—80 G0, 0,2 czeSci wagowych
kopolimeru metakrylanu metylu z kwasem meta-
krylowym o $rednim ciezarze czasteczkowym
40600 i liczbie kwasowej 60, 2,0 czeSci wagowych
tr(’)j(hydroksy\mety‘lo)-|pr0pan~u, 0,4 czeSci wagowych
1,6-dwu(hydroksyetoksy)-heksanu, 0,1 cze$ci wago-
wej 6,4‘4” ~trojmetoksy-2,3-dwufenylo-chinoksaliny,
0,002 czeSci wagowych p-dwumetyloaminobenzalo-
-acetonu, 0,056 czeSci wagowych blekitu supranolo-
wego GL (C.I. 50335) i 31,0 czeSci wagowyich jed-
noetylowego eteru glikolu etylenowego, nanosi
przez narzucanie, jak opisano w przykitadzie I, na
elektrolitycznie zmatowang oraz utwardzong przez
anodyzowanie 0,3 mm grubo$ci blache alumliniows
i suszy. Nastepnie pokrywa sie warstwe do kopio-
wania 1—2 u grubosci powloka polialkoholu wi-
nylowego i naswietla, jak w przyktadzie I, raz pod
stopniowanym klinem, w drugim przypadku pod
fotograficzng przystawksa poitonowa w ciggu 50
. sekund. Wywoluje sie jak w przyktadzie I.

Miegkko pracujgca warstwa odtwarza stopnie
klina 1—10 o stopniowym przej§ciu od czerni do
bieli i przez to umozliwia wytworzenie wiernego
duplikatu oryginalu sfotografowanego mna blonie
srebrowej przystawiki.

"Przyklad XIV. Sporzadza sie roztwér do
powlekania wedlug receptury R-III z przykladu I
z 0,05 g 6,4,4”-tr6jmetoksy-2,3-dwufenylochinoksa-
liny jako inicjatora, narzuca na powleczony chro-
mem no$nik aluminiowy, Xktérego powierzchnia
chromowa jest wodono$na i suszy. Nastepnie po-
krywa si¢ warstwe do kopiowania 1—2 u gru-
bosci ochronng warstwg polialkoholu winylowego.

Naswietla sie w ciggu 3 minut, wywoluje
i utrwala jak w przykladzie I.
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Tak otrzymana forma drukarska daje w druku
offsetowym mna powszechnej na rynku maszynie

" drukarskiej co najmniej 100000 nienagannych od-

bitek.
Zastrzezenia patentowe

1. Fotopolimeryzujgca masa do kopiowania, za-
wierajgea co najmniej jeden Srodek wigzacy, co
najmniej jeden zwigzek zdolny do - po]zﬂmer‘y‘zacji
i co najmmiej jeden fotoinicjator, zmamienna tym,
ze jako fotoinicjator zawiera zwigzek o og6lnym
wzorze 1, w ktérym Z i Q sa od siebie réine
i oznaczaja albo atom azotu albo grupe o wzorze
C—R’, X i T sg jednakowe albo rézne i oznaczajg
atom azotu albo grupe o wzorze €—R”, R i R’
sg jednakowe albo rézne i oznaczaja rodniki alki-
lowe, aralkenylowe, arylowe albo pirydylowe i R”
i R” oznaczaja atomy wodoru, atomy chlorowca,
grupy nitrowe, aminowe acyloaminowe albo jako
dwie sgsiadujgce grupy razem oznaczaja przykon-
densowany pier$cien benzenowy.

2. Masa do kopiowania wedtug zastrz. 1, zna-
mienna tym, ze fotoinicjator jest zwigzkiem o
ogblnym wzorze 2, w ktérym X oznacza atom
azotu lub grupe C—Rs, Rs, Ry i Rs sg takie same
lub rozne i oznaczaja atomy wodoru lub chlorow-
ca, grupy alkilowe, aralkenylowe, aloksylowe lub
acyloaminowe, albo Rz i Ry i Rs wspélnie ozna-
czaja kazdorazowo skondensowany pierSciei ben-
zenowy, Rg i Ry sa takie same lub r6Zne i ozna-
czaja atomy wodoru, grupy alkilowe lub alkoksy-
lowe i R’ i R’y oznaczaja atomy wodoru lub ra-
zem z sgsiednimi podstawnikami Rg Iub Rq two-
rza grupy alkilenodwuhydroksylowe.

3. Masa do kopiowania wedlug zastrz. 2, zna-
mienna tym, ze fotoinicjator jest zwigzkiem, w
ktérym Rg i Rq oznaczajg grupy alkoksylowe.

4. Masa do kopiowania wedtug zastrz. 3, zna-
mienna tym, ze grupami alkoksylowymi sg grupy
metoksylowe.

5. Masa do kopiowania wedlug zastrz. 1, zna-
mienna tym, ze §rodek wigZgcy rozpuszcza sig¢ lub
mieknie w wodnych roztworach alkaliow.

6. Masa do kopiowania wedlug zastrz. 1, zna-
mienna {ym, ze zawiera dodatkowo co mnajmniej
jeden donor wodoru.

7. Masa do kopiowania wedlug zastrz. 1, zna-
mienna tym, ze wystgpuje w postaci warstwy
§wiatloczutej na noéniku.
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Errata

Objasnienia do tablicy 2
pkt 1) jest: Lytron (r)
powinne byé¢: Lytron (R)
pkt 2) jest: Alresat (r)
powinno byé: Alresat (R)

Laam 16, wiersz 43
Jjest: trojakrynu
powinno byé: tréjakrylanu

Lam 20, wiersz 20
jest: acyloaminowe
powinno byé: acyloaminowe, alkilowe, alkoksylowe
DN-7 — Zam. 2536/76 Lam 20, wiersz 28
jest: aloksylowe

Cena 10 zi powinno byé: alkoksylowe
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